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(57)摘要

本发明公开了一种AMOLED液晶显示屏的制

备方法，选用玻璃基板，对玻璃基板表面做清洗

处理；选用黑色材料涂布于清洗后的玻璃基板

上，再依次对涂布均匀的黑色材料进行曝光、显

影和固化；将包含氧化锢锡的电极材料均匀镀于

已制备好黑色掩膜的上玻璃基板及下玻璃基板

上，镀膜完成后对异物予以清洗；在ITO导电层上

涂布一层感光胶，并依次进行曝光、显影、腐蚀处

理，完成后再进行去胶及清洗处理，将所述感光

胶层去除掉；上玻璃基板及下玻璃基板的内侧面

印刷配向膜并进行打磨，再进行丝印、对版以及

固化，完成配向膜制备；在制备好的液晶层表面

安装偏光片；检测黑色掩膜是否残留过剩，并检

测感光胶层、ITO导电层是否涂布及制备均匀和

偏光片是否安装到位。
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1.一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

(1)选用玻璃基板，对玻璃基板表面做清洗处理；

(2)选用包含氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗粒的黑色材料涂布于清

洗后的玻璃基板上，再依次对涂布均匀的黑色材料进行曝光、显影和固化；

(3)将包含氧化锢锡的电极材料均匀镀于已制备好黑色掩膜的上玻璃基板及下玻璃基

板上，镀膜完成后对异物予以清洗；

(4)在ITO导电层上涂布一层感光胶，并依次进行曝光、显影、腐蚀处理，完成后再进行

去胶及清洗处理，将所述感光胶层去除掉；

(5)在上述步骤完成的上玻璃基板及下玻璃基板的内侧面印刷配向膜并进行打磨，打

磨完成后，再进行丝印、对版以及固化，完成配向膜制备；

(6)制备液晶层，在制备好的液晶层表面安装偏光片；

(7)检测黑色掩膜是否残留过剩，高温碳化使两层ITO导电层电性连通，并检测感光胶

层、ITO导电层是否涂布及制备均匀和偏光片是否安装到位。

2.根据权利要求1所述的一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，其特征在于：所述步骤

(3)中黑色掩膜的电阻率为96-102Ω·cm。

3.根据权利要求1所述的一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，其特征在于：所述步骤

(3)中黑色掩膜中含有氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗粒。

4.根据权利要求1所述的一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，其特征在于：所述步骤

(6)中液晶层为包含具有介电各向异性的液晶合成物质的液晶层。
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一种AMOLED液晶显示屏的制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及AMOLED液晶显示屏技术领域，具体涉及一种AMOLED液晶显示屏的制备

方法。

背景技术

[0002] 在现有技术中，液晶显示屏包括常黑模式和常白模式两种模式。对于常黑模式的

液晶显示屏，在显示过程中，由于液晶分子在液晶盒内呈倾斜排列，在不同方向看时，会出

现灰阶反转的问题，这样会导致非选择像素并非完全呈暗态状态，非选择像素点也能有部

分光透过，如此会影响液晶显示屏的显示对比度，特别是在户外环境光线较强时，对比度更

低。为解决上述存在的出现灰阶反转，影响对比度的问题，常采用的方式是降低非显示像素

处的透光度，提高显示像素与非显示像素的对比度及增加液晶显示屏的可视角度，从而适

用于户外显示。

发明内容

[0003] 本发明旨在提供了一种AMOLED液晶显示屏的制备方法。

[0004] 本发明提供如下技术方案：

[0005] 一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，包括以下步骤：

[0006] (1)选用玻璃基板，对玻璃基板表面做清洗处理；

[0007] (2)选用包含氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗粒的黑色材料涂布

于清洗后的玻璃基板上，再依次对涂布均匀的黑色材料进行曝光、显影和固化；

[0008] (3)将包含氧化锢锡的电极材料均匀镀于已制备好黑色掩膜的上玻璃基板及下玻

璃基板上，镀膜完成后对异物予以清洗；

[0009] (4)在ITO导电层上涂布一层感光胶，并依次进行曝光、显影、腐蚀处理，完成后再

进行去胶及清洗处理，将所述感光胶层去除掉；

[0010] (5)在上述步骤完成的上玻璃基板及下玻璃基板的内侧面印刷配向膜并进行打

磨，打磨完成后，再进行丝印、对版以及固化，完成配向膜制备；

[0011] (6)制备液晶层，在制备好的液晶层表面安装偏光片；

[0012] (7)检测黑色掩膜是否残留过剩，高温碳化使两层ITO导电层电性连通，并检测感

光胶层、ITO导电层是否涂布及制备均匀和偏光片是否安装到位。

[0013] 所述步骤(3)中黑色掩膜的电阻率为96-102Ω·cm。

[0014] 所述步骤(3)中黑色掩膜中含有氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗

粒。

[0015] 所述步骤(6)中液晶层为包含具有介电各向异性的液晶合成物质的液晶层。

[0016] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：本发明解决了两氧化锢锡电极之间有毛

刺及易短路的问题，又同时保证能阻挡非显示像素处即氧化锢锡电极间隙出的光的透射，

降低非显示像素的透光率，提高显示像素与非显示像素的对比度，增加了液晶显示屏的可
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视角度。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本发明实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，

显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的

实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都

属于本发明保护的范围。

[0018] 实施例 一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，包括以下步骤：

[0019] (1)选用玻璃基板，对玻璃基板表面做清洗处理；

[0020] (2)选用包含氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗粒的黑色材料涂布

于清洗后的玻璃基板上，再依次对涂布均匀的黑色材料进行曝光、显影和固化；

[0021] (3)将包含氧化锢锡的电极材料均匀镀于已制备好黑色掩膜的上玻璃基板及下玻

璃基板上，镀膜完成后对异物予以清洗；

[0022] (4)在ITO导电层上涂布一层感光胶，并依次进行曝光、显影、腐蚀处理，完成后再

进行去胶及清洗处理，将所述感光胶层去除掉；

[0023] (5)在上述步骤完成的上玻璃基板及下玻璃基板的内侧面印刷配向膜并进行打

磨，打磨完成后，再进行丝印、对版以及固化，完成配向膜制备；

[0024] (6)制备液晶层，在制备好的液晶层表面安装偏光片；

[0025] (7)检测黑色掩膜是否残留过剩，高温碳化使两层ITO导电层电性连通，并检测感

光胶层、ITO导电层是否涂布及制备均匀和偏光片是否安装到位。

[0026] 所述步骤(3)中黑色掩膜的电阻率为96-102Ω·cm。

[0027] 所述步骤(3)中黑色掩膜中含有氧化钴、氧化铬、氧化锰及氧化镍中至少一种的颗

粒。

[0028] 所述步骤(6)中液晶层为包含具有介电各向异性的液晶合成物质的液晶层。

[0029] 对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于所述示范性实施例的细节，而且在

不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论

从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权

利要求而不是所述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有

变化囊括在本发明内。此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个

实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域

技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本

领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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摘要(译)

本发明公开了一种AMOLED液晶显示屏的制备方法，选用玻璃基板，对
玻璃基板表面做清洗处理；选用黑色材料涂布于清洗后的玻璃基板上，
再依次对涂布均匀的黑色材料进行曝光、显影和固化；将包含氧化锢锡
的电极材料均匀镀于已制备好黑色掩膜的上玻璃基板及下玻璃基板上，
镀膜完成后对异物予以清洗；在ITO导电层上涂布一层感光胶，并依次进
行曝光、显影、腐蚀处理，完成后再进行去胶及清洗处理，将所述感光
胶层去除掉；上玻璃基板及下玻璃基板的内侧面印刷配向膜并进行打
磨，再进行丝印、对版以及固化，完成配向膜制备；在制备好的液晶层
表面安装偏光片；检测黑色掩膜是否残留过剩，并检测感光胶层、ITO导
电层是否涂布及制备均匀和偏光片是否安装到位。
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